STRESZCZENIE
AUTOR /nazwisko, imi¢ /: GERTYCH ARKADIUSZ
TYTUL : Badanie wtasciwos$ci fononowych i termicznych cienkich warstw materiatow niskowymiarowych
STRONY: 123

PROMOTOR /imig, nazwisko, tytut nauk./: prof. dr hab. inz. Mariusz Zdrojek

STRESZCZENIE PRACY /14-16 wierszy/ Rodzaj pracy:  doktorska
habilitacyd

Przedmiotem pracy byly badania witasciwosci fononowych i termicznych cienkich warstw
(<100nm) zlozonych z materiatdw niskowymiarowych, przy uzyciu spektroskopii Ramana. Badania
przeprowadzono na wybranych materiatach: dwusiarczku molibdenu (MoS2), dwusiarczku wolframu
(WS2), azotku boru (BN), tlenku grafenu (GO) oraz nanorurkach weglowych.

Badania wifasciwo$ci termicznych bylty wykonywane za pomocg opto-termicznej metody
ramanowskiej, ktora wykorzystuje zrodto promieniowania laserowego do dostarczania ciepta do ukfadu
oraz energie fononow jako wyznacznik temperatury ukfadu. Skupiono sie na wyznaczeniu przewodnos$ci
ciepinej k oraz miedzypowierzchniowej przewodno$ci cieplnej g w temperaturze pokojowe;.
Przeprowadzone badania wykazaty, ze wymienione wiasciwosci termiczne w cienkich warstwach
ztozonych z ptatkow materiatow niskowymiarowych sg o rzad wielkoSci nizsze niz dla ich
monokrystalicznych odpowiednikéw. W pracy zaprezentowano roéwniez mozliwo$ci i ograniczenia
ramanowskiej metody opto-termicznej. Pokazano jej zastosowanie do materiatow dwuwymiarowych,
cienkich warstw ztozonych z niskowymiarowych elementoéw oraz materiatow objetosciowych.

Przedstawione badania powiekszajg wiedze o wiasciwo$ciach fononowych materiatow
niskowymiarowych oraz pokazujg w jaki sposob informacje o witasciwosciach fononowych mozemy
wykorzysta¢ do eksperymentalnego wyznaczania wtasciwosci termicznych.



